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COVID-19 の社会的影響
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　COVID-19 のパンデミックにより、世界各国・地域の社会・経済システムは前

例を見ない影響を受けています。市民生活は自由度を低下させ、消費の低迷によ

り産業界は疲弊しています。

　このような状況において、各経済主体は COVID-19 への対策や COVID-19 と

の共存法を模索し、イノベーションの萌芽を生み出している事例も散見されます。

　同様に、知財アカデミアの世界でも、例年とは異なるアプローチによる知的探

求や知の共有が取り組まれています。

　そこで、今号では、COVID-19 と知的財産との関係について多面的にスポット

ライトを当てることにより、その状況を包括的に共有することを目指しました。

各国の産業界における取り組み、法律事務所・特許事務所の対応、知的財産に係

る立法、行政および司法の各取り組み等について、ご寄稿を募りました。

　各国の専門家の皆様からは、特許行政及び裁判制度の改善、特許法律事務所の

業務改善など、積極的な対応の事例をご紹介いただき、今回の混乱を飛躍の糧と

する動きが散見される点、非常に心強く感じています。

　当研究所は、これを機に知財社会に一層の貢献を行えるよう、尽力してまいり

ます。引き続き、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
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 The COVID-19 pandemic continues to make an unprecedented impact on the social 
and economic systems of countries and regions around the world-peoples’ lives are restricted, and 
various industries are declining due to the consumption decrease. 
 In such situations, innovations in some economic entities have started to seek the way 
to suppress or coexist with COVID-19, which leads to the creation of innovation.
 Similarly, in IP academia, intellectual exploration and knowledge sharing are being 
undertaken by a different approach than usual.
 Therefore, the Journal of Towa Institute of Intellectual Property aims to share the 
relationship between COVID-19 and intellectual property from numerous perspectives. Thus, we 
called for contributions on the topics regarding the efforts in the industrial world, the 
correspondence of law firms and patent offices, legislation relating to intellectual property, and 
initiatives of the government and judicial administration in each country.
 Experts from each country introduced examples of positive responses such as 
improvement of patent administration and court system, and improvement of operations of patent 
law firms. We are very reassured that there are some movements that feed on this turmoil. Thank 
you for your continued support.
 Our institute will also take this opportunity to make further contributions to the IP 
society. Thank you for your continued support.
 


